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文章摘要：
溅射纳米晶Cu-Cr合金涂层在700-800℃纯氧和空气中氧化后均形成了单一的
Cr2O3膜,但两种气氛下生成的Cr2O3膜的形貌及合金的氧化增重不同,这主要
与气氛中的氧分压不同及纳米晶Cr2O3膜的生长机制有关.
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